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摘要(译)

一种制作有机电致发光显示器件的方法，其步骤包括：制备辅助基底，
该辅助基底具有平侧面；在辅助基底上形成第一保护层；在第一保护层
上形成有机电致发光单元；将柔性主基底粘结到有机电致发光单元上；
蚀刻辅助基底以除去该辅助基底。同时，本发明还提出了由此制作的有
机电致发光显示器件。
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